
































专利名称(译) 具有保护膜的显示装置，在高密度氮化硅膜之间具有低密度氮化硅膜
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摘要(译)

提供一种能够通过具有良好密封特性和侧壁台阶覆盖的保护膜保护发光
器件并防止发光器件劣化的显示器，从而保持良好的显示特性。包括设
置在基板2上并由保护膜4保护的有机电致发光器件3的显示装置1的特征
在于保护膜4由通过化学气相沉积形成的氮化硅膜4a，4b和4c组成。在
使用氨气的方法中，高密度氮化硅膜4c设置在保护膜4的表面层中，低密
度氮化硅膜4b的密度低于高密度氮化硅膜4c的密度。在它下面提供。
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